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ULEX Microelectronic Services GmbH, bisher in Baar, CH-
170.4.003.481-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
87 vom 06.05.2010, S. 26, Publ. 5620110). Gründungsstatuten: 
05.11.2001, Statutenänderung: 20.12.2010. Sitz neu: Disentis/Mus-
tér. Domizil neu: Via Run 9, 7180 Disentis/Mustér. Zweck neu: Bera-
tung im Bereich von Halbleiterschaltungen aller Art, technisches 
Projektieren von anwenderspezifischen integrierten Schaltungen 
und technisches Entwickeln von Prototypenschaltungen, Betreiben 
eines Chipentwicklungszentrums sowie Vermitteln von Fachspezia-
listen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Stamm-
kapital: CHF 20’000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen 
neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschrie-
benen Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss 
Erklärung der Geschäftsführung vom 20.04.2010 untersteht die 
Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine 
eingeschränkte Revision (wie bisher). Eingetragene Personen neu 
oder mutierend: Messmer, Adrian, von Thal, in Meilen, Gesellschafter 
und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und mit einem Stam-
manteil von CHF 10’000.00 (wie bisher); Messmer, Elisabeth, von 
Thal, in Meilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem 
Stammanteil von CHF 10’000.00 [bisher: Messmer-Johansson, Eli-
sabeth, schwedische Staatsangehörige, Gesellschafterin ohne Zeich-
nungsberechtigung].
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